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1 tlpos de planchas imprésoras v circuftos impresoé 8 integrados

grabado continuo, 6 cualquier combinacidén de dichas imégenes. -

-t

la presente invencién se refiere a la elaboracién de |
dispbsitivos sensibles a las radiaciones, qﬁe comprende uné ca~-
pa sensible a la radiacidén sobre un substrato.

Dichos dispositivos sensibles a las radiaciones se -
utilizan en la prbducdidn de, por ejemplo, planchas impresoras,
en particular plenchas impresoras litogréficas, circuitos impre:
s08 y cireuitos integrados. Los dispositivos sensibles a las - |
radiaciones para utilizarse en la produccidn de plenchas impre-
sores litogréficas suelen consistir en una chapa metéhlica de -

sustentacibn, qus se trata mecénicamente y/o gquimicamente para

proparcionar una superficis apropiada de trabajo ¥y que lleva 1a%
cape sensible a la radiacidén. En la préctica, el dispositivorsq
expone en iﬁégen s una luz acthica utilizando wna transparencia
negativa 6 positiva de un éujeto,aprOpiado. El efecto de la luz
sctinica consiste en alterar la solubilidad de la cape sensible
a la radiacién. El dispositive expuesto en imégen se revela deg
pués. La fasé de rewvelado comprenderponer en contacto el dispo-'
sitivo expuesto en imdgen con un revelador para remover de una

forme selectiva las zonas de recubrimiento no deseadas de 1z -~

chapa de sustentacidn paras dejar una imégen constituida por las‘

: ) . t

4dreas de la capa que queda sobre la chapa de sustentacién. Otros

!
se producen de una manera similar.

La fransparencia negativa 6 positiva comprende comin-

mente una capa de haluro de plata que forma y proporcionsa una -

imégen de linea 6 una imégen de semiligrabado 6 una imfgen de -

De las numerosas capas sensibles s las radiaciones que se pue-~

den utilizar para los dispositivos las resinas de cinnamato de

polibinilo y resinas dlafoicas son tipicas de las que se pusden
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emplear conjuntamente con transparencias negativas, mientras que
la goma dlcromatada y las diazidas de quinona discreccionalmen-'
te en combinacidén con resinas novolak son-representativas de -~ !
las que se pueden utilizar cuando la exposicién se realiza de- |

bajo de una transparencia positiva apropiada.

|
|
!
El procedimiento de revelado preciso y los liquidos —E
reveladores utilizados, dependen dele solubilidad y caracteris-!
ticas quimicas de la capa sensible ala radiacidén que se revela.’
A pesar de que el revelado puede realizarse a mano, cada vez seE

efectla mé&s en aparatos reveladoras automdticos, i
t
La presente invencidén se refiere al revelado automati|

co.

Algunas combinaciones de capas sensible a la radiacién
y revelado se ven afectadas notablemente por la temperaturs del!
revelador y las variaciones a partir de la temperatura predeter
minada d4 por resultado un revelado incorrecto y una repio&ucci%n
insatisfactoria de la transparencia. Segin se sabe, una medida
de la capacidad de una placa sensible a la radiacién para reproi

ducir una transparencia se puede obtener exponiende la placa a

través de una guia de exposicién conocida como "escala del gris!

6 Yeufia escelonadsa". Un ejemplo normal de dicha guia de exposi—i
cibn consiste en una pluralidad de fases de aumento de la dens;'L_§
dad éptica, siendo le primera fase transparente. Las fases ree~
les que se reproducen sobre la placa dependen de la combinacién;
de capas sensible a la radiacién y revelador particulares, las

condiciones del revelado y las condiciones de exposicién, No obs

|
tante, es conveniente que para un conjunto dadc de condiciones

la reproduccién de la "escala gris" sea siempre la misma. Las -

variaciones en la temperatura del revelador podrian evitar obte

ner tales resultados.
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|nico, ¥ una velocidad éptima de la placa de 508 mm/minuto cuan~

- la exposiciénvson difficiles de controlar. Este problema se pue-

-3=

Esta invencidén tiene por objeto proporcionar un aparz

to para revelar dispositivos sensibles a las radiaciones expues

tos en imfigen que compensa cualquier cambio en la temperaturs -
de trabajo del liquido revelador.

| Debido a las variaciones en las rutinas del revelado,|

sﬁrgen problemas en el disefio de un aperato capaz de revelar -

dispositivos senéibles ala radiscidén diferentes. Asi, un apara-

to revelador con una lonzitud de bafio revelador.de,.por ejemplo|

305 mm, tendré una velocidad 6ptime de la placa de 889 mm/minu-| -

to cuando se utiliéa para revelar una placa sensible a la radiai

clén de trabejo en negativo con un revelador de disolvente orgé

do se utiliza pars revelar una placa sensible & la radiacién de,
trabajo en positivo con un_reveladof aldalino., 7 |
Se hs averiguade que si un dispositivo sensible a lé ,
radiacidén de trabajo en positivo expuesto en imégen se revela
con una breve exposicidn a radiacifn actinica antes del revela-
do 6 durénte.el mismo, se puede reducir el tiempo del revelado.
Cuando esta exposicién se efectla anualmente, es diffcil obtener

rosultados pronosticables y repetibles porque lascondiciones de

de resolver exponiendo el dispositivo en general a une radiacién
actinica'relativamente menos intensa duranie un periodo de tienm
po més 1argo mientras la placa se mueve a lo largo de_un trayec
o pasando por la fuente de radiacién. No obstante, se ha averi
guado que el grado al que se fiene que'gometer‘un dispositivo
dado a una exposiciénrgeneral, parse obtener un resuitado dado,
dependes de la temperatura dsl revelador. |

Otro cbjeto de la inveneidn es proporcioner un apars~

to para revelar un dispositivo sensible a la radiacidn, expues-
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to en imégen, dando al dispositivo una exposicidén general, an-
tes del revelado & durante el mismo, cuya exposicién general se
controla dependiendo de la temperatura del liquido revelador,

Segin le presente invencién, se proporciona un spara-
to pare revelar un dispositivo sensible a la radiecidén expuasto
en imégen, cuyo aparato comprende:

(1) un rsoipiente para un liquido revelador;

(1i) uwn medio para poner el dispositivo en contacto

con el ligquido revelador;

(iii) un elemento sensible a la temperatura para de-
tectar la temperatura del liquido revelador y para producir unaz
sefial de salide dependiendo de dicha femperatura; ¥y i

(iv) wn medio parza controlar el revelado del disposi—é
tivo de forme cue dependa de lg sefial de salida, por lo que el E
grado del revelado del dispositive depende de la tempveratura -
del liquido revelador.

En unz modalidad, el aparato comprende un medio del -
mover el dispositivo con respecto al ligquido revelador; utili-

zéndose la sefial de salida para controlar un motor para mover -

al medio del movimiento del dispositivo. En uns forma de esta -

modalidad, el medio de movimiento del dispositivo comprende un E
par de rodillos paraa alimentar el dispasitivo auna veloeidad -z
apropiada a lo largo de un trayecto a través del liquido revelgg
dor. En una variante, el medio del movimiento del dispositivo -;

comprende un mecanismo para sumergir el dispositivo en el liqui
do revelador en el recipiente y para retirarlo después de un in
tervalo de tiempo apropiado. En cuslquiera de los casos, el tiem

|
po de permanencia del dispositive en el aparato depende de la ~;

sefial de salida, v.g., de la temperatura del liquido reveladoxr.

|
En otra modalidad, el liquido revelador se alimenta al dispositi

—
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| tacto con el dispositivo, de modo que la velocidad derotacién -

| cién se puede efectiar convenientemente interponiendo una sber—

-5-

vo durante un periodo de tiempo que depende de la sefial de sa-
lida. En este caso tambiédn el dispositivo y el liquido revelador
se ponen en contacto durante un periodo de tiempo que depende

de la temperatura del 1{quido revelador. Como variante, la se~
fial de salida, se puede utilizar para controlar un motor que -

mieve un rodillo dispuesto para sgitar liguido revelador‘en con

del rodillo dependa de la sefial de salida, v.g, de la temperain

ra, del liquido revelador. En otra modalidad, el'aparato compreyl

'de ademés una fuente de radiacibn actinica colocda en el apera-
to § adyacente al mismo de modo que el revelado comprenda tam— {
bién la fase de someber el dispositivo a una exposicidn uniforﬁ
me géneral antes de ponerse en contacto con el liguido revelador
4 durante dicho contacto. En este caso, el grado al>que:se S0LE
'te el dispositive a radiacién procedente de didha.fuente se -

puede controlar dependiendo de la sefial de salida. Esta opera~-

tura variable entre la fuente y él’trayecto ¥ regulando el tamg,
fio de la abertura dependiendo de la sefial de salidé.
Los disPQSitivosrsensibles a las radiaciones de trabag}
jo en positivo, ejemplificados por dispositivos sensibiligades A
por quinona diezids, se utilizan en la técnica conocida como - |
"litrografis sin plantilla® i.g., la técnica en la cual el dis-
positivo se expone directamente a través de una matriz de matiz
continuo, sin el empleo de la plantille tredicional de semili-
grebado. La técnica des someter la placa a una exposicidn gene--
ral antes del revelado; aunentsa la gama de'fonos 6 matices que
se pueden obtener. Nvobstante,Ade nuevo, es dificil obtener re

sultados pronosiicables y repetibles cuando la operacibn ss reg

{liza menualmente. Un aparato de la invencidn que comprende una
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fuente de radiacién, segin se ha mencionado, se puede utilizar |
para revelar estas placas, produciéndose variamciones en la gama
de tonos 6 matices por variascién de la duracién de la intensi- |
dad de la exposicién general, Como varisnte, si se desea, mante
ner los perémetros constantes, la gama de tonos 6 matices se -

puede variar alterando la velocidad de paso de las placas por -
la fuente de radiscién., Evidentemente, la variacién en la dure-

cibn e intensidad de la exposicidn y la variacidén en la veloci-

dad de la placa se pueden combinar para conseguir un mejor con—i

trol de la game de tonos 6 matices.
|

Para comprender mejor la invencidn y pare mostrar ec—

mo se puede poner en prictica, témense como referencia, a t1tu-!

lo de ejemplo, los dibujos adjuntecs, en los que:

La figura 1 es un diagrams esquemético de un sparato
segin la presente invencidn.

La figura 2 es un diagrama de conjuntos del circuito
de control del eparato de la figura 1.

La figura3 es un diagrama de circuito de una parte - |
del circufto decontrol ilustrado en la figura 2.

La figura 4 es un diagrama esquemdtico de otro apara-

t0 geglin la presente invencién,

La figura 5 es un diagrama eaquemdtico de otro apara—%
to segin la presente invencién. f

La figura 6 es un diagrama esquemético de otro apar&-!
to segin ls presente invencién.

Lea figura Ta ilustra una modalidad de uns parte del -

aparato de la figura 6.

la figura 7b ilustra otra modalidad de la parte ilus-

trada en la figura 7a.

La figura 8 es un diagrama esquemédtico de otro apara-
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[ tanque 1 para contener l{quido revelador; un par de rodillos de

" |pusden mover también por el motbr, 4 si asi se desea). Un ele--

to segln la presente invencién.

Refiriéndonos & la figura 1, el aparato'comprende un

entrada revestidos de caucho 2y 2a, wn par de rodillos de sali-
da revestidos de caucho 3 y 3a y un motor eldcitrico de corriens!
te continua 4 conectado para mover el rodillo 2. E1l rodille Za

se mueve por contacto con el rodillo 2., (los rodillos 3, 3a se

mento sensible a la temperatura, en forma de sonda 5 que contig

ne un termistor, se monta en el tanque 1 para quedar dentro del

revelador. i
_ Refiriéndonos a la figura 2, el circuito de control -%
eléctrico consiste de una fuente de voltaje constante 9 en formé :
de regulador de voltajé de 6ircuito integrado, un convertidor
de voltaje de temperstura 10 que incorﬁora elitermistor, y un -
servodispositiv0'11 en forma de controlador de tiristor de cor-
riente continua, cuya sefial de salida controlas la velocidad del
motor 4. | ‘ . .

Segtin se ilustra en le figura 3, el voltaje regulado
procedente de la fuente 9 se alimenta a través del termistor 12|
a un par de amplificadores de corriente continua 13 y 14..La.v§
ridcibn en la temperaturas del termistor 12 produce uﬁ>cambio en'
su resistencia que, a su vez, produce un cambio en el voltaje -
de entrada al ampdificador 13. Ia salida del amplificador 14 se
conecta al servodispositivo 11. Un resistor varieble 15 se uti~-
liza para veriar le genancia del amplificador 13.

En la prictica, un dispositivo sensiblé a la radiacién

expuesto en imAgen, se alimenta en los rodillos de entrada 2 ¥y

2a que lo mueven a lo largo de un trayecto 6 a iravés del aparz

to y después lo sacan del éparato por rodillos de selida 3 y 3a. -
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Durante su paso a lo largo del trayecto 6, el dispositivo se sul
merge en el revelador en el tanque 1, por lo que se remueven laL
dreas més solubles de la capa sensible a la radiacidén expuesta

en imégen del dispositivo. El tiempo de permanencia del disposi
tivo en el aparato se controla automiticamente dependiendo de -
la temperatura del revelador. Cuanto més elevada éea.la tempe-

ratura del revelador, detectadas por la sonda 5, ténto mayor sa
réd lavelocidad del motor 4 y, por lo tanto, tanto menor el tiem

po de permanencia.

Evidentemente, la compensacién de temperatura que es
apropiada para una combinacibén de tapas sensible a la radiacién
y revelador puede no ser necesariamente apropiada para otra. S%
puede obtener una variacién apropiada del cambio de velocidad
del motor con respscto a la temperatura ajustando el potencid- !
metro 15, Ademéds, en €l caso de una combinacidén dada de capa -
sensible & la radiacién y revelador, el potencidmetro 15 se pug
de ajustar para variar el con?raste del dispositivo revelado. -
Ademds, el ajuste del potencidmetro 15 puede variar para permi-
tir una operacidn en la actividad del revelador como resultado
de un agotamiento parcial.

Refiriéndonos a la figura 4, el aparato comprende un
par de rodillos de entrada revestidos de caucho 20 y 20a, un -
par de rodillos de salida revestidos de caucho 30 y 30a, y un
motor eléetrico de corriente continua 40 para mover los rodillos
20 y 20a. El aparato comprende un depésito separado 21 para 1i-
quido reveledor y una bomba 25 para enviar liguido revelador a
una barra pulverizadora 26 sitdada entre un par de rodillos re-

vestidos de felpa 23 y 23a movidos por un motor separsdo 24. Un

elemento plano 22 se sitia bajo los rodillos 23 y 23a y la bar-

ra 26 y wne bandeja de recogida 27 se utilizen para devolver i
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quido revelador al depésito 21. El'apa:ato comprende una sonda
sensible & la temperatura 28 similar a la del aparato de le fi-
gurs 1 & se sitda preferiblemente en el depdsito 21 segin se -
’ilustra. E1l aparato comprende tgmbién un circuito de control -
eléctrico del tipo ilustrado en las figuras 2 y 37 le seflal de
salida del servodispositivo del circuito se alimenta al motor -
40 y/o al motor 24.

En la préctica, un dispositivo seﬁsible 2 le redia-
cibn expuesto en imégen, se alimenta con la cara hacia arriba al
lo largo de un trayecto entre los rodillos de entrada 20 y 20a,
entre lés.rddillos 23 y 232, ¥ el elementd 22, y despuds entre
los rodillos de salida 30 y 30a. Ia capa sensidle a la radia-
cidn expue%aldel dispositivo se pone en contacto con los rodi-
llos 23 y 232 y el revelado se 1lleva & c¢gbo por una accidén com—
binada de fpotamiento y disolvente. El aparato tiene las carac-
teristicas necesa?ias para que cusnto més elevada sea la tempe-~
ratura del liquido revelador, (i) tento meyor sea la velocidad
del motor 40 (y por lo tanto de los rodillos, 20 y 20a), y por |
tanto, tanto menbr serd el tiempo de permanencia del dispositi-
vo en el aparato, y 2 (ii) no seré en este caso §ii) cuanto me-

nor sea la temperatura tanto més lento marchard el motor 24 (y

| por lo temto los rodillos 23 y 23a), y por lo tanto, el lfquido

en la capa expuesta se someterd 2 una agitacidén menos intensa,
El grado al que se revela el dispositivo depende, por lo tanto,
de la temperatura del ligquido revelador, y como en al caso del
aparato de las figu}as 1 a 3, esta relécién se puede ajustar -
segin se desee,

Refiriéndonos ala figura 5, el aparato comprende un -

tanque 41 para contener el revelador y un par de rodillos de en|

trada revestidos de caucho 42 y 42a y un paf de rodillos de sa-
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 sicidn apropiada a lo largo del trayecto). Un elemento sensible

~10=-

lida revestidos de caucho 43 y 43a que definen un trayecto 46 &
través del aparato. Se incluys un motor eléctrico 44 para moven
el rodillo 42, moviéndose el rodillo 42a por friceidn con el r%
dillo 42, Los rodillos 43 y 43a se pueden mover también por el
motor 44, si asf se desea. El aparato comprende también un me-
dio para someter las plecas sensibles a la radiascidn,que pasan
a lo largo del trayecto 46, a una exposicién genersl a radia-

cibn actinica. Esta operacibn se realiza preferiblementé por =

una plurelided de fuentes de radiacién actinica y/o una 6 mas

fuentes méviles, de modo que el sparato se pueda utilizar para

i
revelar placas gue exijen ser sometidas a una exposicién generz

desde posiciones diferentes. Los himercs de referencia 45a a - !

45e¢ indican ejemplos de posiciones apropiadas. Ias posiciones

—

454 y 45e se utilizan cuando la placa se revela boca sbajo. En
el caso de la posicibén 45e el tanque, légicamente, deberd ser -
translieido. Se utiliza un medio (no ilustrado) para detectar -~

la presencia de une placa a lo largo del trayecto 46 y para po-~

ner en funcionamiento la fuente de radiacién actinica cuando la

l
placa aslcanza una posicidn a lo largo del trayecto 46 en la cuﬁl
puede recibir radiacién de la fuente. (Como variante, la fuenté

se puede hacer funcionar a mano cuando la placa alcanza una po-—
|

a la temperatura, en forma de sonda 31, que contiene un termis
tor, se monta en el tanque 41 para quedar en el revelador. El -
termistor forma parte de un circuito de control del tipo descri

to con relacidén a las figuras 2 y 3 y funciona conectado al mo-

tor 44 de modo que la velocidad del motor aumente (y por lo tan

|

to el tiempo de permenencis de las placas se reduzca) al aumenj

tar la temperatura del revelador. Como variante, ¢ adicionalmea

te, eltermistor puede funcionar conectado a un dispositivo Qe ~!
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| mo de obturador) sitdade entre la fuente de rediacitn y el tra~

| variable segin se ha descrito ésta se regula también dependien?

1un medio de interponerlos entre el trayecto de la placa y la -~

-11-

regulacién de una abertura varisble (v.g., en forms de ranura

de enchura ajustable que forma, por ejemplb perte de un mecanig|

yecto de la placa. h

- En la préctica, una placa sensible 2 la radiscidr ex-
puesta en imagen se alimenta en los rodillos de entrada 42 y -
42z que la llevan a lo largo del trayecto 46 a través del apa-
rafo y después sale del apareto por los rodillos de salida 43 7
43a. Durante su paso a lo largo del trayecto 46, el dispositiip
se sumerge en el revelador'en el fanque 41, por lo que se rem@g
ven de una forma selectiva las 4reas més solubles de la capa -
sensible a la radiascibén expuesta en imbgen del dispositive. E1
tiempo de permanencia del diSpositivo se controla dependiendo —i

de 1la temperatura del revelador. Seghn pasa el dispositivo por ‘

w

la fuente de radiacién actinica, se expone toda la superficie d

la placa. En el caso en que el aparato comprende una abertura -

do de 1a'teﬁperatura del liquido revelador para dar,alvdisposi—
tivo una exposicién general conveniente dependiendo de la tempe
ratura. v |

Le fuente de radiacién actinica puede ser de cualquier
tipo apropiado, por ejemplo una lémpara de haluro de mercurio, .

wa lémpara de xenol pulsatil 6 una lémpara ulitravioleta. Ademés
: » ' I

: : . .
en el caso en que el aparato tenga las caracteristicas necesariasg .

para dar a la placa una exposicidén general que dependa de la -

temperatura del revelador, puede comprender uno 6 més filtros y

fuenfe, segin resulte apropiado dependiendo de dicha tenperatu-|

ra, de modo que la centidad de radiacidén que alcance la placa -

duranve la exposicién general, dependa de la temperatura del re
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velador.
Refiriéndonos ghora a la figura 6, las pertes corres-
pondientes alas partes del aparato de la figzura 5, se indican -

con mimeros de referencia iguales. El aparato es idéntico al de

la figura 5, excepto que lzs sonda 31 no funciona conectada al ~
motor 44. En este caso, la sonda 31 funcione conecteda a un dig
positivo 50 para regular la cantidad de radiacién que alcanza

& la placa desde la fuente de rediacién (45a), de modo que el

grado de exposicién general wniforme de la placa, segin pasa a

1

través del aparato, se controle dependiendo de la temperatura -
del revelador.

El dispositivo 50 se ilustra esquemédticamente en la
figure 6. Por ejemplo, puede adoptar la forma de una aberturs
controlable sitdada entre la fuente y el trayecto de la placa.

Dicho dispositivo se ilustra en la figura Ta. Refiriéndonos s

dicha figura, la fuente comprende una lémpare tubular 55 sitda-
da dentro de una caja 56 que tiene una ranura sitdada transver-
salmente con respecto al trayecto de modo que la rediacién pro-
cedente de la fuente puede incidir sobre placas que pasan & lo
largo del trayecto de la placa. Se montan obturadores 57 en los

lados de la ranura y actdan conjuntamentecon la ranura para pro
0

i

porclonar una abertura variable para la fuente., Los obturadores
ge pueden desplazar uno hacia el otro con el fin de reducir el
tamafio de la abertura (y por lo tanto reducir la cantidad de -
radiacidn que alcanza el trayecto) 6 en sentido contrario para
aumentar el tamafio de la abertura (y por lo tanto sumentar la -
cantidad de radiacién que alcanza el trayecto). Cada obturador
57 lleva una cremallera que engrana con un pifidén 58 movido por

un motor (no ilustrado) para desplazar los obturadores 57, Bl -

motor funciona conectado & la sonda sumergida en el ligquido re-
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) El filtro 59 lleva una cremallera que engrana con el pifién 58.

 entre la fuente y el trayecto. Como en el caso de la figura Ta,

‘te ¥y, por lo tanto, la cantidad de radiacién z la que se some-

-13=
velador de tal menera que el grado de'giro dél pifibn (y por lo
tanto el tamafio de la sbertura) dependa de la sefial de salidae
generada por la sonda y su circuiteria correspondiente., Dee es-
te modo, la,cantidéd de radiacién e la que se someten las pla-
cag estd determinada por la temperatura del 1fquido re#eladar.
En otra modalidad, el dispositive 50 puede adoptar la
forma de una pluralidad de filtros'dispuestos paraliinterponerse
de una forma selectiva entre la fuente y el trayecto de la plo~
ca. Dicho dispositivo se ilustra en la figura Tb donde las Dar-
tes correspondienfes'a las.partes de la figura 7a estén indica1,
das por 103'misﬁos_nﬁmeros de referencia. la rapura se cierra .
por medio dé un filtro de radiacién‘desplazable 59 queecomprenr‘

de partes adyacentes de diferente transmitancia de radiacién., -

La rotacién del pifién hace que el £iltro 59 se desplace a través
de la ranura, de modo que una 4 otia de sus partes se interpon~
gan entre la fuente y el trayecto. la cantidad de radiacibén que
alcanza el trayecto depende de cual de estas partes seinterpone
el grado con el que gira el pifién (y por lo fanto la parte due
se ha . de interponer eh cualquier caso dedo) depende'de la sefial;

de salida genérada por la sonda y su cirvuiteria correspondien~

ten las placas estd determineda por la temperatura del revela- ;
dor.

A Refiriéndonos ahora a la figura 8, las partes corres-
pondientes aAlas partes de la figura 4, estén indicadas por los
mismos mimerosde referencia, En esta modalidad, la placa_sensi—v

ble a la radiacién expuesta en imigen se coloca sobre el elemen

t0 22 boca arriba. (Ia placa se puede colocar en su sitio a ma-
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no 6 sutométicamente). Bl liguido revelador se pulveriza sobre
la placa de una pluralidad de barras de pulverizacién 26'dis-
puestas de modo que todas las superficies de la placa estaciong
ria se ponga en contacto con el liquido revelador. La conducciéh
de liquido que transporte revélador desde el depdsito 21 hasta
las barras de pulverizacién 26' comprende une vélvule 60 accio~
nada por un temporizador 61 que funciona conectado a la sefial de

salide generade por la sonda 28 si su circulterfa correspondien

te. E1 dispositivo tiene las caracteristicas necesarias para -

que el periodo de tiempo durante el cual el liquido revelador

sale de las barrasde pulverizacidén 26' dépenda de la temperatu-!
ra del liquido revelador. i
Los ejemplos que siguen llustran la invencién. ;

EJEMPLO 1
Una placs previamente sensibilizada de trabajo en po-
sitivo, consiste en su substrato de aluminio granulado y'anodiu
zado, recubierta con una mezcla sensible a la radiacidn de un -l

ester de naftoquinona diazida 4cido sulfdénico y una resina novg

lak, se expuso por debajo de un positivo de semiligrabado acom-!

pafiado por "una escala de grises" de tono continuo & una luz ew;
nitida de une fuete de haluro de mercurio por espacio de dos mg!
avtos. Despuéds se reveld empleando el aparato de las figuras, 1é
3; con el tanque lleno con un liquido revelador que comprendia
una solucién acuosa al 6 % de metasilicato de sodio a una tempe
ratura de 202C, a esta temperatura, el motor movia los rodillos
de entrada a la velocidad necesaria parsa que la placa se sumer-
giera en el liquido revelador por espacio de 2 minutos. La imé=
gen de la placa revelada contenfa 8 fases de "gris" de la esca=

la de grises de control.

El ejemplo se repitid con el liquido revelador a 259C
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| temperatura del liqﬁido revelador a 252C pero sin compensacién

 de temperafura. La placa se sumergid por lo tanto por eépacio -

espacio dd 6 minutos,

—~15-

A esta temperatura, el motor ﬁoviara los rodillos de entrada a

mayor velocidad Bajo control del elementeo sensible a la tempe-

ratura, de modo qué la placarseAsumergiera durante un minuto, -
La imAgen revelada comprend{a las mismas fases de "gris" y no -
se podia detectar diferencia entrels reproduccibn de los positi
voé cuando se comparaba con la obtenida anteriormente a 209¢C.

A titulo comparativo, se repitib el ejemplo con la -

de dos minutos. Se obbtuvo una imdzen con un grave revelado con
exceso Que contenia més fases de "gris" y ninguna fase "sélida“
La reproduccién de los diséositivds era mala e inaceptable.
 EJEMPIO 2

Une placa de mordentado profundo, consistente en uwn -
substrato anodizado que tenfa una capa sensible ala radiacién a
base de goma ‘ara'niga dicromatada, se expuso a través de una -
plantillia positiva de grébado en linea y semiligrabado ¥ wa -
escala de gfiseé continua.
| La place expuesta se slimentd en el aparato de la fi-
gura 1 a 3, coniteniendo el tanque una solucién acuosa al 50 % -

peso/volémen de cloruro de calcio a-159C, comorliquido revela—

dor. El aparato se ajustéd de modo que la placa se revelard por

La placa se lavd finalmente con alcohol anhidro para
remover.todas las trazes del 1fquido revelador. Al examinar las
piacas demostraron4§ue se habia obtenido una proteccidén satis-
factoria y que la escéla de grises se habia revelado hasta ha-~
berse hecho transparente la fase n? 10.

El ejemplo se repitid con el revelador a 2590, A esta

temperatura, la velocidad:del motro aumenté bajo la influencia
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del elemento sensible a la temperatura, de modo que la placa sg
revelars en dos minutos 20 segundos. Se o¢obtuvo un resultado sa-
tisfactorio similar., A titulo comparativo, se reveld una placa
similar con el revelador a 252C peroc sin compensacién de tempe-
ratura.

La placa se reveld durante 6 minutos y dié por resul-
tado una imdgen con revelado en exceso. La imdgen de la escels
de grises se habla aclarado haste la fase 6. Después de un revgl

lado tradicional més se observé que la placa impresors final -

era demasiado oscura debido a puntos de semiligrabado indebida-

mente grandes y debido a eflorescencia.
EJEMPLO

Tres chapas de superficie lisa de cinec para fotograhg

do se recubrieron con la composicién sensible a la radiacién dé

trabajo positivo del ejemplo 1 y después se expusieron y se re-

velaron como en dicho ejemplo. Las placas expuestas se morden- |
taron entonces en un bafio de mordentado sin polvo durante varios

minutos para producir placas parz prensa ilmpresora. Al igual -

que anteriormente, las placas reveladas utilizando el disposi-
tivo de compensacién de temperatura era idéntica y apropiads -~
para la impresidn, mientras que la otra placa resultaba inapro-
piada debido a la ausencia de Areas sélidas al examinar la re-
produccién de la escala de grises,
EJEMPLO 4
Dos placas impresoras previamente sensibilizadas, de
trabajo en negativo, consistentes en un substrato gramulado y
anodizado, lleveba una capa sensible a la radiacibn, cuya capa
comprendia un semi-ester de dcido cinnamilidenemalonico Qe poli

(2,3~epoxi~propil metacrilato) se expusieron por debajo de un -

negativo de grabado en linea y de semiligrabado y una escala de
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|12 place. revelada sin compensacién de temperatura mostrd un re~

ses de Ygris" pero ninguna fase "sblida'.
pezr gun

1
grises continua durante un minuto a una luz procedente de una -
fuente de haluroc de mercurio. Ias plécas se revelaron haciéndo-
las traspasar a trafés del aparato de las figuras 1 a 3 qﬁe conl
tenfa una solucién acuosa al 6 % de silicato sédico como revela
dor. En un caso, la temperatura del revelédor}era de 20°C y el

tiempo de revelado era de 30 segundos. En el otro caso, la tem-
peratura del revelador efa de . 252C y did por resultado un tiem-
po de revelado de 20 segundos bajo la influencia del elemento -
sensible a la temperatura. En ambos casos,'se obtuvo la mismg -

reproduccibén de la escala de grises.

EJEMPIO 5 o
Se repitié el ejemplo 1 excepto que las placas se ex-

pusieron debajo de un positivo de tono 6 matiz continuo en Iugar
del pdsi%ivm de semiligrabado y que el aperato contenia un rewg
lador que coﬁprandia 60 gramos de metasilicato sédico y 180 om3
de poliétilenglicol (M.peso 300) por litre de agua destilada. -
Ambas‘placas, reveladas en condicibnes compensadas por tempera-

tura, posefen 10 fases de "gris" y 1C fases "solidas" en le es-

cala de griées ¥y wna reproduccién satisfactoria del positivo. !
velado en exceso y le escala de grises reproducida poseia 16 fa

» Los resultados de este>ejemplo se obtuvieron con el -
potencibmetro 15 ajﬁstado parz producir un cambio en la saiida
de 0,95 voltios,porAun gfado centigrado de cambio de temperatu-~
ra. A |

EJEMPLO 6
Un apafato similar al ilustrado en la figura 1, pero

de un tamafio apropiado para el revelado de pelicula, se utilizé

pars revelar uns pelicula parincromdtica "plus X" (suministrada
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por Kodak Itd). El tanque contenia revelador (Mierodol "X" (Ko-!
dek Itd) a una temperaturs de 20%C, A esta temperatura, la velo
cidad de los rodillos era la necesaria para gue la pelicula se
reveléra en 10 minutos. Otra pelfcula similar se reveld con el
revelador a une temperatura de 242C y en este caso el tiempo 42
revelado fué de 7 minutos.
EJEMPIO 7
Un aparato compensado por temperatura para revelar

materiéles de transferencia de difusidén del haluro de plata se
construllé incorporando en el éparato descrito en la patente -

Britédnica 1.425.217 una sonda sensible ala temperatura y un ci£

cuito de control eléctrico seglin se ha descrito con relacién a

las figuras 1 & 3. Una hoja de papel negativo de transferenciag
!
por difusién de haluro de plata expuesto, y una hoja receptora

positiva en forme de placa litogréfica de aluminio ADT (suminig
i
trada por Howson-Algraphy Group of Vickers Itd) se alimentaron

a través del aparato que se llend con un revelador/fijador de ~

monobafio ADT a 182G, E1 aparato se ajustd para dar un tiempo de
: |

inmersién de 6 segundos. El experimento se repitié con un mono~§

bafio a 30%C y en este caso el tiempo de inmersibén fué de 3 se-

zundos,
EJEMPLO 8

Tres placas sensibles a la radiacidn, previamente sen

sibilizadas, de trabajo en positivo, que comprendian un substrg
{

to granulado y anodizado, que tenia una capa sensible a la radig
cién a base de quinona diamida y una resina de novolak se expu~
sieron idénticamente en imégen debajo de un positivo de semili-
grebado. La primera placa se_revelé cara arribg utilizendo un -~

aparato segin se ha descrito en la figura 5 con el tanque 41 -

lleno con un liquido revelador quecomprendia una solucién acuosa
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el revelador s 202C. La placa resultante era de revelado correg|

| revelaron entonces en un aparato segin se ha‘descrito en la fi-
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al 6 % de metasilicatoe sédico & temperatura ambiente (202¢),.E1
aparato tenia una longitud de bafio de aproximadamenté 3temy ;
se movia a una velocidad de aproximadamente 76 cm/minuto., No -
se.dibé una exposicidn general y la placa resultd con poco reve-
lado, | 7 |

La segunda placa se reveld del mismo modo, excepto ~
gque se sometid a uné exposicién general el moverse a través cel
aparato desde unarfuente de radiaqiones actiﬁica que comprendd

w tubo fluo:eseente de aproximadamente 92 cm, de 30 W a 2 cn .+

de la placa’en'la posicién 5a. De este mode, se dié la exposi—i
|

t0.

La tercers placa se reveld en el sparsto con el tan—%
que 41 lleno con un liquido reveladbr que comprendfa una solu~
cién acuosa a176 % de metasilicato sédico a 252C, mientras recil
bia una exposicibn general similar a la recibida por la segﬁnda
placa. La velocidad del mbtor 44 se controld mediante la sonda
41 e modo que lz velocidad de la placa fuera de aproximadamen—
te 114 cm/minuto. Los resultados obtenidos fueron similares a
los obtenidos con respecto a la segunda placa. '

, EJEMPLO 9 7

Tres placas sensibles a la radiacibn,idénticas a la
del ejemplo 3, se expusieron por debajo de una fase de grises
de tono continuo a la luz emitida desde una lémpara de haluro -

de mercurio por espacio de do0s minutos y medio. las placas se -

gura 5, dondel el tiempo de permenencia y la anbhura.de la aberx

tura de la fuente de radiacidén dependian de la temperatura del

revelador. ELl tanque se llend con una solucién acuosa del 6 % -
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de metagilicato sédico.

Ia placa 1 se reveld sin una exposicibn general a unal
velocidad de 508 mm/minuto con el revelador a 182C. La imdgen
final poseis 6 tonos de gris (fase 2 transparente, fase 9 séli-
da).

Le placa 2 se reveld a la misma velocidad y a la mis-
me, temperatura del revelador, pero se sometié también a una ex-
posicidén general pasada a travésdel aparato por medio de une - ;

lémpars de rayos ultravioletas Phillips de 30 W separada a § cml

del trayecto de la placa en la posicién 45a. El circuito de con
trol se ajustd de modo que ;a gberturs de’la fuente de radiaciép
tubiera 4 cm de anchura a la temperatura del revelador (1890).I
Ta imégen final posefa 12 tonos de gris (fase 4 transparente, -
fase 17 s6lida).

La placa 3 se reveld utilizando el mismo aperato em~
pleado para la placa 2 pero con el revelador a una temperatura
de 359C. Debido a la mayor temperatura, la velocidad del motor
44 aumenté (y por lo tanto se redujo el tiempo de permenencia)
¥y la abertura se ensanché a 8 cm, la imégen final obtenida era
gsimilar a la de la placa 2.

El aparato de la presente invencién ofrece diversas -

ventajas sobre los aparatos tradicionales de revelar. Se pueden

obtener placas repetibles con precisiédn sin tener que verificer
¥y ajustar la temperatura de trabajo del revelador, que, por lo |
tanto, puede estar siempre a temperatura ambiente, Se ahorra - i
tiempo cuando la tempergtura del revelador es baja, v.g., al -

comienzo del revelado en un ambiente frio puesto que no es necg
sario esperar hasta que el revelador se caliente a la temperatu

ra normal de trabajo como ocurre con los reveladores tradiciona

les. Ademés,en el caso en que la temperatura ambiente sea supe-
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rior a la temperatura de itrabajo normal, no hay necesided de -

utilizar un dispositivo para enfriar el revelador. Esto es par-

'ticularmente importante en el caso de grandes aparatos de reve-

lar que contengan de 30 a 40 litros de revelador.
' Descrite suflcientemente le naturaleza del invento. -

asi como la ménera de realizarlo en la-précﬁica, debe hacerse -

| constar que las disposiciones anteriormente indicadas son sus-

ceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alferen su

principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1.- Aparato para revelar un dispositivo sensible a la
radizcibén expuesto en imégen,cuyc aparato comprende un recipien
te pare liquido revelador y mediocs para poner en contacto el -
dispositivo con el liquido revelador, caracterizado porque Al .-
aparato comprende ademids un elemento sensible a la temperatura
para detsctar la temperatura del 1fquido revelador y para prsiu
cir una sefial de salids dependiendo de la temperatura y medios

para controlar el revelado del dispositivo de una forma que de-.

pende de la sefial de sglida, por lo que el grado de revelado del

dispositivo depende de la temperatura del liquido revelador.

2.~ Aparato segin la reivindicacién 1, caracterizado

porgue los medios para poner encontacto el dispositivo con el ~

liquido revelador comprenden medios para mover el dispositvivo &
lo largo de un trayecto a través del liquido revelador.

3.~ Aparato segin la reivindicaeién 2, caracterizado
porque comprende ademés un motor para impulsar los medios de mg
vmiento del dispositivo, funcilonaendo elcelemento sensible a la

temperatura conectado al motor de modo que la sefial de salida -

controle la velocidad del motor, por lo que el tiempo de perma~
nencia del dispositive del aparato depende de la temperatura - :

del liquido revelador.

4,~ Aparato segin la reivindicacidém 3, caracterizado

porqué comprende un motor para impulsar un rodillo para agitar}
el liquido revelador en contacto con el dispositivo, funcionanf
do ademés el elememto sensible a la tezperatura ccnectado al mo
tor de modo que la sefial de salida controle también la veloci-
dad del motor, por lo que el grado de agitacién del liquido re-

velador en contacto con ei dispositivo depende también de la -~

temperatura del liquido revelador.
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5.~ Aparato segin bualquiera de las reivindicaciones
1a 4, caracterizado porque comprende zdemés una fuente de ra-
diacibn actinica sitdada en el aparato § adyacente al mismo, de
modo querel revelado efectiiado por ei aparato comprendarsometér
el dispositivo a una exposicidn general antes de su contacto -
con el liguido revelador, 6 durante el mismo, funcionando el -
elemento'sensibie a la temperatura conectado a la fuente, de -
modo que la sefial de salida controle a la fuente, por lo que el
gfado al que el dispositivd se somte a la exposicibén general ds
pende de la temperaturé del lfquido revelador, .

’ ' 6.~ Aparato segin la reivindicacibn 5, caracterizads
porque comprende ademis una abertura variablee entre la fuente
¥y el trayecto,Apor lo que el elemento sensible a la temperatura
funciona conectado a un medio para abrir y cerrar la azbertura -
de'modo que la sefial de salida controle el tamafio de la abertu-
ra, por 1o que el grado a que se somete el dispositivo a la ex~
pqsicién.general depende de la temperatura del liquido revelado]

Tem Aparato segln la reivindicacifn 1, caracterizade
porgue . 1los hedios para poner en contacto el dispositi#o con el
l{quido revelador compende medios para alimentar liquidos reve-
lador al dispositivé, funcionando conectado el elementd sensi-
bie'a la temperatura a un diSpOSitiVO‘para regular los medios -

de alimentacibn de modo que la sefial de salida controle a los -

imedios de alimentacién por lo que el liquido revelador se ali-

menta al dispositivo durante un periodo de tidmpe gue depeade ~
de la temperatura del liquido revelador.

V 8.~ Procedimiento para revelar un aiSpositivoAsensi-
ble a la radiacidn expuesto en imégen poniendo en contacto el -

dispositive con un liguido revelador para revelar el dispositi-

vo, caracterizado porque la temperatura del liquido revelador -
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se detecta y el revelado del dispositivo sscontrola de una for—
ma que depende de la temperatura.

9.~ Procedimiento segin la reivindicacién 8, caracte-
rizado porgque el revelado se controla controlande el tiempo de
contacto del dispositivo y el 1liguido revelador.

10.~ Procedimiento segin las reivindicaciones 8 6 9,

caracterizado porque el revelado se controla controlandd el =~

grado al que se somets el dispositivo a una exposicién general

a radiacién actinica antes de su contacto con el liquido revelg
dor 6 durante el mismo. %

11.~ Aparato para revelar un dispositivo sensible a -
la radiacidén expusto en imégen; tal y como queda sustancialmen-
te descrito en la presente Memoria, e ilustrado en los dibujos 
adjuntos. ) i

[Esta Memoria consta de 24 hojas escritas a méguina -

por una sola cara.

¥adrid, .4§ GCT. 1978
VICKERS LIMITED.
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